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1-1-17図 五大特許庁における特許出願件数の推移

				2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016

		JPO（日本） ニホン		42.5		41.0		39.3		39.0		34.9		34.5		34.3		34.3		32.8		32.6		31.9

		USPTO（米国） ベイコク		38.8		42.5		45.4		45.4		45.6		49.0		50.4		54.3		57.2		57.9		58.9

		EPO（欧州） オウシュウ		13.1		13.3		14.0		14.4		13.5		15.1		14.3		14.9		14.8		15.3		16		159

		SIPO（中国） チュウゴク		17.0		21.2		24.2		28.6		31.5		39.1		52.6		65.3		82.5		92.8		110.2

		KIPO（韓国） カンコク		15.9		16.6		17.0		17.0		16.4		17.0		17.9		18.9		20.5		21.0		21.9

		1-1-17図 五大特許庁における特許出願件数の推移

		（資料）下記を基に特許庁作成

		　　　  JPO　 　 統計資料編　第1章1.

		　　　　USPTO　USPTOウェブサイト（2010～2013年）及びUSPTO提供資料（暫定値）（2014年）

		EPO　　  EPO Annual Report 2013 （European Patent application参照）

		　　　　SIPO 　　SIPOウェブサイト

		　　　　KIPO　 　KIPOウェブサイト（2010年～2013年）及びKIPO提供資料（暫定値）（2014年）
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1-1-17図 五大特許庁における特許出願件数の推移
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